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摘要(译)

提供一种频谱处理设备，用于从频谱中去除由温度变化引起的噪声。 该
光谱处理装置包括：温度调制器，被配置为执行对象的温度的调制；以
及温度调制器。 光谱仪，被配置为基于通过调制而改变的物体的温度获
得第一光谱； 频谱处理器，被配置为基于第一频谱提取温度变化矢量，
并基于提取的温度变化矢量校正第二频谱。
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